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HUN-REN Energiatudomanyi Kutatékézpont Mdiszaki Fizikai és Anyagtudomanyi Intézet
NEKIFUT ,Mikro- és nanotechnologiai Kutatélaboratérium” nev(
Stratégiai Kutatasi Infrastruktira hozzaférési szabalyzata kilsé felhasznaldk szamara

Hatalyos 2024.01.01-t6l visszavonasig

A HUN-REN Energiatudomanyi Kutatokézpont M(iszaki Fizikai és Anyagtudomanyi Intézetben (HUN-REN EK MFA,
https://www.mfa.kfki.hu/) mikodik Magyarorszag egyetlen szilicium CMOS kompatibilis félvezeté technoldgiai
megmunkald sora. Ennek kodszonhetdéen hazdnkban is széleskorlien elérhetévé vélhat (felsoktatdsi intézmények,
fejlesztécégek, partner kutatdintézetek szamdra is) egy olyan mikro- és nanotechnoldgiai hattéren nyugvo
rendszertechnoldgia, amely mind szilicium/tveg, mind polimer alapanyagban képes komplex mikro-és
nanorendszerek, Lab-on-a-Chip, Organ-on-Chip eszk6zok megvaldsitasara.

A Magyarorszagon egyedulalld komplex technoldgiai sort alkotd nagyberendezések és tobb kisebb technoldgiai
eszkoz, illetve karakterizalo berendezések tisztatérben (100-10000 fokozatu) Gzemelnek. A laboratérium alkalmas 3”
és 4”7 4tmérdjd Si / Gveg / polimer szeletek megmunkaldsara maximaélisan 1um kozeli felbontassal, ami kiegészdl
maszkgeneralasi lehetéséggel, kozel 20nm felbontasu elektronsugaras litografiaval, és fdékuszalt ionsugaras
megmunkaldsi lehet&séggel, illetve széleskord karakterizacids technikdkkal. A f6bb technoldgiai mdlveletcsoportok:

= Abrakialakitdis — maszktervezés, lézeres &bragenerator, fotolitografia, (kétoldali) maszkillesztés,
elektronsugaras litografia, FIB (fokuszalt ionsugaras megmunkalas)

= Strukturalt polimer rétegek — PMMA, PI, SU8 dbrdk, mikrodntéses eljarasok - PDMS

= Nedves kémiai mUiveletek — kémiai szelettisztitds, izotrop és anizotrép marasok

= Szaraz marasok —mély reaktiv ionmaras, plazmamaras (RIE, DRIE)

=  Magas hémérséklet(i miveletek — termikus oxidacid, h6kezelések, gyorshékezelés (RTA)

= Fizikai vékonyréteg levalasztds — termikus és elektronsugaras g&ézélés, DC és RF porlasztas

= Kémiai vékonyréteg levalasztas — atmoszférikus és alacsony nyomasu kémiai g&zfazisu levalasztas (CVD,
LPCVD), atomi réteglevalasztas (termikus és plazma aktivalt ALD)

= Folyadékfazisu epitaxia Ill-V vegylletfélvezet6khoz (LED gyartas)

= Szeletkotés — Si-Uveg, Uveg-Uveg, polimer-lveg anddos és termikus kotése

= Szeletflirészelés

= Chip huzalkotés

= Kllonféle specialis tokozasi eljarasok és maodszerek, illetve ehhez kapcsolddd megmunkalasi eljarasok (CNC
marogép polimerekhez, 3D nyomtatas)

= Kvazi-ipari polimer megmunkaldsi technoldgia (melegprés berendezés) mikrofluidikai kazettak kialakitdsahoz

Multi-domén végeselem modellezés / szimuldcié (COMSOL)
Technoldgiai szimuldcio (Silvaco)

Meérési, minbsité maodszerek: optikai és elektronmikroszkopia (SEM+EDS), AFM, profilométer, optikai és elektromos
mérési modszerek, elektrokémiai impedancia spektroszkopia, mikrofluidikai méréallomasok, mechanikai vibracios
mér@rendszerek, UV-VIS / IR / FTIR / FLUORESZCENS / RAMAN spektroszkdpia, plateolvaso, stb.

Az egyes technoldgiai Iépések és ezek sorozata, kombinacidja is hozzaférhets kiilsé kutatdintézeti, egyetemi és ipari
partnerek szamara is.

Cim: 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklds Ut 29-33. 1
Web: www.mems.hu



HUN-REN ENERGIATUDOMANYI KUTATOKOZPONT  |UN | A
MUSZAKI FIZIKAl ES ANYAGTUDOMANYI INTEZET REN kj[/

Energiatudomanyi
Kutatdkozpont

A hozzaférés szabalyai:

1. Azigényeket a HUN-REN EK MFA Mikrorendszerek és NanoérzékelSk Laboratérium vezetGihez e-mailben a
dragon@mfa.kfki.hu cimre irt Gzenetben lehet bejelenteni. Az igénylésnek tartalmaznia kell a bejelentd,
illetve projektgazda nevét, az igényld intézmény adatait, a megvaldsitani kivant technoldgiai |épéseket és a
minta jellemz&it. Mindenképpen jelezni sziikséges a kapcsolattartd nevét és elérhetGségét, akivel a
folyamatmérndkeink, technoldégusaink felvehetik a kapcsolatot.

2. Csak olyan feladatokat vallal el a laboratdrium, amelyek nem szennyezik el az egyes berendezéseket és nem
veszélyeztetik a laborban folyd tdbbi, folyamatos munkat.

3. A feladatok befogadasarél a HUN-REN EK MFA Mikrorendszerek és NanoérzékelSk Laboratérium vezetdi az
intézetvezetSk egyetértésével dontenek.

4. Afeladatok jellegétdl fuggden az egylttm(ikodd partnerek titoktartasi megallapodast kdtnek.

5. A laborban kijelolésre keril egy kapcsolattartd, aki az adott feladat részleteit megbeszéli a megrendelGvel,
kozosen kidolgozzak a szikséges |épéseket és végigkoveti a minta Utjat a technoldgiai soron.

6. Kulsé partnerek térités ellenében vehetik igénybe a labor szolgaltatasait. A téritési dij magaban foglalja a
felhasznalt specidlis anyagok (Si egykristaly szelet, specialis vegyi anyagok, gazok, nemesfémek, stb.)
koltségeit, valamint a hasznalt berendezések munkadijat.

7. A Mikrorendszerek és Nanoérzékel6k Laboratérium munkatdrsai intenziven részt vesznek az egyetemi
oktatasban, TDK, 6nallo laboratériumi munkakat, szakmai gyakorlatokat, BSc, MSc és PhD munkakat
vezetnek. Az ilyen munkak keretében az egyetemi hallgatok téritési dij nélkul férhetnek hozza a laboratériumi
infrastrukturahoz.

8. A Mikrorendszerek és NanoérzékelSk Laboratérium részvételével futd hazai és nemzetkdzi palyazatokhoz
kapcsolddva a partnerek téritésmentesen vehetik igénybe a labor szolgaltatasait a projekt konzorciumi
szerz8désének megfelel§en, de a felhasznalt specialis anyagok koltségei felszamitasra kerllhetnek.

9. A HUN-REN EK MFA belsé inditasu feladatai esetében csak a specialis anyagok koltsége keril felszamitasra.

Ajelen szabdlyzatot a HUN-REN EK MFA, a kutatasi infrastruktira (mems.hu), illetve a Mikrorendszerek Laboratorium,
valamint a NanoérzékelSk Laboratérium honlapjain hozzuk nyilvdnossagra. Arajénlatot egyedi megkeresés alapjan
adunk a dragon@mfa.kfki.hu illetve az mfa.admin@mfa.kfki.hu email cimre érkezd megkeresésekre.

Cim: 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklds Ut 29-33. 2
Web: www.mems.hu



